
   
 

 
新闻稿 

美光科技公司在中国启动新制造工厂 

 

  2007 年 3 月 21 日, 中国西安 — 美光科技公司今天正式宣布在西安启动一家

新的制造工厂。这家工厂是美光公司在中国的第一家制造工厂，它将主要负责生产

DRAM、NAND 闪存和 CMOS 图像传感器在内的半导体产品的封装测试。 

  为此，美光公司举行了西安工厂的落成仪式，参加仪式的有政府官员和行业代

表。这家工厂预计将于 2008 年底全部建成，总投资将达到 2.5 亿美元，所需员工

超过 2000 名。该工厂是美光公司在亚洲的第二家封装测试工厂，其第一家封装测

试工厂于 1998 年在新加坡开始运营。同时，美光西安工厂也是西安高新技术产业

开发区的 860 多家外资企业投资规模最大的项目之一。 

美光公司全球总裁兼首席执行官 Steve Appleton 先生表示：“美光公司将专

项应用产品与增值专业服务以及制造流程领导地位紧密结合，帮助客户信心十足地

面对全球竞争。通过西安工厂的落成，我们将为客户和合作伙伴在设计应用方面提

供更好的服务、支持和品质。总之，我们非常荣幸能够与中国科技产业一同蓬勃发

展。” 

虽然西安工厂是美光公司在中国建立的第一家制造工厂，但美光公司对于中国

企业界却并不陌生。美光公司是 2001 年进入中国，在厦门建立办公室，并开始为

日渐壮大的客户群提供服务。2004 年，美光公司在上海成立美光半导体咨询（上

海）有限责任公司，目前拥有约 60 名员工，并在北京和深圳设立分公司，为整个

中国范围内的客户提供支持和服务。同年，美光公司将上海选定为集成电路设计中



心之一，并成立美光半导体技术（上海）有限责任公司，该公司拥有约 50 名员工

，已成为美光公司在亚洲服务于手机和消费类电子制造商的网络枢纽。 

Media Kit: 

http://www.micron.com/media/2007mediakit/corp_xian_media_kit.aspx 

关于美光公司 

  美光科技有限公司是高级半导体解决方案的全球领先供应商之一。通过全球化

的运营，美光公司制造并向市场推出包括 DRAM、NAND 闪存、CMOS 图像传感器、其

它半导体组件以及存储器模块，用于前沿计算、消费品、网络和移动便携产品。美

光公司普通股代码为 MU，在纽约证券交易所（NYSE）交易，如欲了解更多有关美

光科技有限公司的信息，请访问公司主页：www.micron.com。 

# # # 
  美光和美光环绕标志是美光科技有限公司的注册商标。所有其它商标属其各自所有人财产。 

  此篇新闻稿中包含对美光公司西安工厂的完工日期和员工数量的预测。实际情况或结果可能与

预测的数字有所差别。有关更加准确的信息，请参考美光公司与证券及交易委员会（Securities 

and Exchange Commission）共同发布的文件，特别请参考美光公司公布的最新 10-K 与 10-Q 表

格。这些文件中包含并明确指出那些能够导致实际结果与预测的数字产生重大差别的因素（参考

Certain Factors）。虽然美光公司认为新闻稿中的预测有着充分的依据，但本公司仍不能对未来结

果、活动水平、表现或成果做出保证。在此篇新闻稿发布后，本公司不再有义务承担对其中所做的

预测按照实际情况更新的责任。 

 

 

如欲了解更多相关信息，敬请联系： 

 

美光科技（亚洲）     美光科技（美国） 

John Mullins      Daniel Francisco  
电话：65 9030 0823    电话：208-368-5584   
电子邮件：jmullins@micron.com  电子邮件：dfrancisco@micron.com   
 


